Title (en)
ELECTROCHEMICAL SUBSTITUTION UNDER VACUUM OF OXIDE LAYERS ON LIGHT METALS

Title (de)
ELEKTROCHEMISCHES SEALING UNTER VAKUUM VON OXIDSCHICHTEN AUF LEICHTMETALLEN

Title (fr)
SEPARATION ELECTROCHIMIQUE SOUS VIDE DE COUCHES D'OXYDE SUR DES METAUX LEGERS

Publication
EP 4361320 A1 20240501 (DE)

Application
EP 23196066 A 20230907

Priority
« EP 22204784 A 20221031
+ DE 202022128034 U 20221024

Abstract (de)
Dichtungsbehandlung einer porésen Oxidschicht auf einem Leichtmetallwerkstiick, bei welchem im Unterdruck Verunreinigungen, insbesondere
Flussigkeiten und/oder Gase, aus den Poren des Werkstlicks entfernt werden, das Werkstiick in eine wéassrige Losung einer geladenen, monomeren
Dichtungssubstanz eingebracht wird, an das Werkstiick eine Spannung angelegt wird, mittels welcher die Dichtungssubstanz in die Poren des
Werkstiicks verlagert wird und die Dichtungssubstanz in den Poren elektrochemisch einer Saure-Base-Reaktion unterzogen wird.
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